SOLVANTS POUR
LC-MS

Spécifiquement

développés pour optimiser
le couplage LC-MS dans
vos laboratoires

De nos jours un grand nombre de secteurs industriels (environnemental, PanReaC :

pharmaceutique et biotechnologique) utilisent de plus en plus un couplage ApphChem
LC-MS dans leurs laboratoires d'analyse et de recherche. ITW Reagents

En raison de sa haute sensibilité et sélectivité, la LC-MS est une technique
idéale pour l'identification et la quantification d'un grand nombre de
mélanges complexes.

Comprise dans la famille de produits HPLC de Panreac Applichem, la
gamme de solvants LC-MS répond a tous les besoins de cette technique
moderne :

- Trés faible concentration de métaux (<100ppb) (comme le sodium et
potassium) ce qui pourrait former un amas et par la suite rendre diffi-
cile la détermination exacte d’'un ion moléculaire

- Microfiltration a 0.2um pour une trés faible présence de particules =~
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Développée pour la LC-MS : aucun signal plus fort que celui du pic de la

réserpine (609mUA) a une concentration de 50ppb, sur une portée de 200
a2000mUA.

Tres grande transmission dans les UV et excellente ligne de base dans les
élutions par gradient en HPLC.
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7018811611 Acétonitrile  1000ml ™ %
7018811612  Acétonitrile 2.5L “ %
7010911611 Méthanol 1000ml i %
7010911612 Méthanol 2.5L ‘] 5
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TABLEAU DE CARACTERISTIQUES DES SOLVANTS POUR LC-MS

I
Acétonitrile (LC-M35) Méthanol (LC-M5) Eau (LC-MS)

i T01831 701091 701074
Idemitnié IF: put IF: pi't
Deeresite 074 LTT0 O7ED a7l oz
Cooaseur AP 1A = o E n]
Test minmum (5.C = 00.9% = 00O
Mabere ron voktie 5 (0001 % 3 {1000 = UMK | %
Acidibé < L0003 megig < L0002 megig
Alkadirets = 0.0 | megig < UNMI2 megig
Exu < 001w < 0.0
Chionure {Cl = UMK | %
huorure () < UODNEND | %
Nk [NDL) = KK | %
Sulfate [20,) < D000 | %
Dérree de b ligre de base (2 10nm) I mL
Dérrie de L ligne de base (Z350m) 15 mia

Gradieni

A (mAlf
2 |Onm = 1.0 550
23Lnm Z 2D
264nm 502 =z LD =05

Transmittance Y {lom ol ; pé : =au)
I0nim =%
I13nm =™
IaLnm. =00%
200nm =% tIE%
205nm (coups) = 0%
2 10nm =30 % =8 %
220nm =00 %
230 Anm. ]
230nm =80 %
240nm =T %
254nm =%
260 Ainm =70 %
200 AL0nm = 1%
MuDresoenos
Rédépence - Qurmine
254nm = |.Dppb = |.Dppb < | Opph
JuGnm = {150 5 {L.5pph < D.hpph
Adapte pour LC M3
TIC 200 2000myz EZ1 (#). Réderenos - | 00pph reserpine

Impuretés = | D0pph = F00peh = 200pph

METaUE
Argeri (AD) 0. O5ppem 0. O5ppm 0. | Dppm
Alurrenaum (Al 0. 50ppm 1 SO0ppm OLG0ppm
Barwrm i Baj 0. | Do | Dppimi 0. | Dppm
Cadoium (Ca) 1.05ppm 1 loppm 0.1 0ppm
Cadmium (Cd) 0. O5ppem 0. O5ppm DuiGLppm
Cibalt (Ca) 0.0Zppem 0.0Zpgen D.02ppm
Chrome (Cr) 0 DZppem 0 Zppem Du1Zppm
Cuivre {Cuj 1.0Zppm 0.0lpgm Du02ppm
rer |Me) 0. | Do 0 | Dppimi 0. | Dppm
Potassiom (K) 0. 10ppem 0 loppm 0.10ppm
Magnéo urm |[Aag) 0. | Do 0 | Dppimi 0. | Dppm
Mangansse {Mn} {1.0Zppm (1.0 ppm O Zppm
Eogium (M) 0. | Do 0 | Dppimi 0. | Dppm
Hicke [Hi) 0.0Zppem 0.0Zpgen D.02ppm
Flomb (Ph) 0.1 0ppm {.0Zppm [ | ippm
Elain {En) 1. loppm 1 loppm 0. 10ppm
Zina {In} 0. | Do 1 | Dppimi 0. | Dppm

Produit miceofilee (0.2pm) et mis en bouteile sous 2tmosphére d'amte
Nos Eq ul pES sont a votre service : Pour vous renseigner, enregistrer vos commandes,
— vous former, vous conseiller, vous auditer et veiller

a votre maintenance et métrologie ainsi qu'a vos
exigences en terme de normes,

serviceclient@labelians fr

1, rue des Palis - 77140 NEMOURS
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